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摘    要：将两种若丹菁染料直接键合在抛光的单晶锗表面，对键台有若丹菁的锗片进行了激光Ra-man光谱厦

XPS谱分析，结果表明，两种染料通过锗氧键共价键台于锗表面。键各有染料的n一型锗 

片的In(Pt)／染料／n-Ge器件具有整流作用。 若丹菁染料键合于单晶锗表面的研究.pdf 
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